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ECHA เผยแพร่ตัวอย่างเอกสารสภาพการได้รับสารในอตสาหกรรมุ  Semiconductor  

ทีÉมา: www.reachtalk.net , พฤศจิกายน  2553 

     ECHA รวมกบ ่ ั European Semiconductor Industry Association (ESIA) ไดจ้ดัทาํตวัอยาง่
เอกสารระบุสภาพการไดรั้บสาร (Exposure Scenario) ทีÉสอดคลอ้งกบการปฏิบติัจริงในั
อุตสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ รวม 3 ตวัอยาง่  

     ตวัอยางเหลานีแสดงรูปแบบของขอ้มูลสภาพการไดรั้บสาร่ ่ Ê  ซึÉ งเป็นสวนหนึÉงของรายงานความ่
ปลอดภยัในการใชส้ารเคมี (Chemical Safety Report) ทีÉผูจ้าํหนายสารเคมีจะตอ้งมอบใหก้บผูซื้อ่ ั Ê
ในอุตสาหกรรม Semiconductor 

     โครงการความรวมมือครังนีชีใหเ้ห็นวาการแลกเปลีÉยนขอ้มูลระหวางผูผ้ลิตสารเคมีกบผูใ้ชง้าน่ ่ ่ ัÊ Ê Ê
ปลายนาํÊ  (downstream user) ชวยสร้างความเขา้ใจรวมกนเกยวกบสภาพแวดลอ้มในการใชส้ารเคมี่ ่ ั ีÉ ั  
อนัเป็นกญุแจสาํคญัในการจดัทาํขอ้มูลสภาพการไดรั้บสารทีÉเหมาะสม 

     ตวัอยางทีÉจดัทาํขึนนี เกยวขอ้งกบการผลิตอุปกรณ์ ่ ีÉ ัÊ Ê semiconductor (หรือไมโครชิพ) เชิง
อุตสาหกรรมในพืนทีÉทีÉจดัไวเ้ป็น Ê "clean room" ซึÉ งมีการควบคุมอุณหภูมิ, ความชืน และการÊ
ปนเปือนของอนุภาคในอากาศอยางเครงครัดÊ ่ ่  โดยครอบคลุมการใชส้ารเคมี 3 ชนิด 

     เอกสาร Exposure Scenario มีคาํอธิบายเกยวกบวิธีใชส้ารดงักลาวอยางปลอดภยัภายใน ีÉ ั ่ ่ "clean 
room" โดยใชต้วัแบบมาตรฐาน Tier 1 Model ในการคาํนวณปริมารสารทีÉไดรั้บ ซึÉ งตวัอยาง่
ดงักลาวแสดงใหเ้ห็นวาสามารถควบคุมความเสีÉยงในการใชส้ารเคมีอนัตรายไดอ้ยางเพียงพอ่ ่ ่  

     โครงการนี ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจาก Ê International Sematech Manufacturing Initiative (ISMI) 
ซึÉ งเป็นชมรมนานาชาติของผูผ้ลิต semiconductor และผูจ้าํหนายสาร่ เคมีทีÉใชใ้น semiconductor อีก
ดว้ย 
 
 
 

  

 


